
 

高分子表征技术专题

前　言

孔子曰：“工欲善其事，必先利其器“. 我们要做好高分子的科学研究工作，掌握基本的表征方法必

不可少. 每一位学者在自己的学术成长历程中，都或多或少地有幸获得过学术界前辈在实验表征方法方

面的宝贵指导！随着科学技术的高速发展，传统的高分子实验表征方法及其应用也取得了长足的进步.

目前，中国的高分子学术论文数已经位居世界领先地位，但国内关于高分子现代表征方法方面的系统

知识介绍较为缺乏. 为此，《高分子学报》主编张希教授委托副主编王笃金研究员和胡文兵教授，组织

系列从基本原理出发的高分子现代表征方法综述，邀请国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者

领衔撰写. 每篇综述涵盖基本原理、实验技巧和典型应用三个方面，旨在给广大研究生和年轻学者提供

做好高分子表征工作所必须掌握的基础知识训练. 我们的邀请获得了本领域专家学者的热情反馈和大力

支持，借此机会特表感谢！

目前已收稿并在线的表征技术主题及其领衔学者如下(排名不分先后，内容动态更新)：

1　荧光关联光谱在高分子单链研究中的应用，中国科学院化学研究所赵江研究员

2　示差扫描量热法进展及其在高分子表征中的应用，南京大学胡文兵教授

3　流变技术在高分子表征中的应用：如何正确地进行剪切流变测试，中国科学院长春应用化学研究

所陈全研究员

4　石英晶体微天平在高分子研究中的应用，华南理工大学张广照教授

5　X射线晶体结构解析技术在高分子表征研究中的应用，青岛科技大学扈健副研究员

6　基于原子力显微镜的单分子力谱技术在高分子表征中的应用，吉林大学张文科教授

7　拉曼光谱技术在高分子表征研究中的应用，青岛科技大学张建明教授

8　小角X射线散射技术在高分子表征中的应用，中国科学院长春应用化学研究所门永锋研究员

9　固体核磁共振技术在高分子表征研究中的应用，南开大学孙平川教授

10　原子力显微镜在高分子表征中的应用，郑州大学张彬教授

11　体积排除色谱技术在高分子表征中的应用，中国科学院长春应用化学研究所姬相玲研究员

12　小角中子散射技术及其在大分子结构表征中的应用，东莞中子科学中心程贺研究员

从2021年第3期开始，以上文章将陆续在《高分子学报》发表，并在网站上发布虚拟专辑，以方便

大家浏览阅读. 期待这一系列的现代表征方法综述能成为高分子科学知识大厦的奠基石，支撑年轻高分

子学者的茁壮成长！也期待未来有更多的学术界同行一起加入到这一工作中来.
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高分子表征技术的发展推动了我国高分子学科的持续进步，为提升我国高分子研究的国际地位作

出了贡献. 借此虚拟专辑出版之际，让我们表达对高分子物理和表征学界的老一辈科学家的崇高敬意！
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